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Abstract (en)
[origin: WO2020011482A1] The invention relates to a device (1) for storing a vapour, comprising a pressure vessel (3) for receiving the vapour,
as well as a first and second container (2, 4), wherein the pressure vessel (3) and the two containers (2, 4) are in thermal contact via a piping
system (6). According to the invention, the first and second containers (2, 4) are designed for receiving a phase-change slurry (42) with a melting
temperature above 50 degrees Celsius, wherein the phase-change slurry (42) can be conveyed by means of the piping system (6) from the first
container (2) to the second container (4) via the pressure vessel (3) and/or from the second container (4) via the pressure vessel (3) to the first
container (2) via the pressure vessel (3). The invention also relates to a method for storing or providing a vapour.

Abstract (de)
Es wird eine Vorrichtung (1) zur Speicherung eines Dampfes vorgeschlagen, umfassend einen Druckbehälter (3) zur Aufnahme des Dampfes
sowie einen ersten und zweiten Behälter (2, 4), wobei der Druckbehälter (3) und die zwei Behälter (2, 4) über ein Rohrleitungssystem (6) im
thermischen Kontakt sind. Erfindungsgemäß sind der erste und zweite Behälter (2, 4) zur Aufnahme eines Phasenwechselschlammes (42) mit einer
Schmelztemperatur oberhalb von 50 Grad Celsius ausgebildet, wobei der Phasenwechselschlamm (42) mittels des Rohrleitungssystems (6) vom
ersten Behälter (2) über den Druckbehälter (3) zum zweiten Behälter (4) und/oder vom zweiten Behälter (4) über den Druckbehälter (3) zum ersten
Behälter (2) förderbar ist. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Speicherung oder Bereitstellungen eines Dampfes.
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